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愛読者各位 

株式会社日本法令 出版部 

 

『経営者検定試験受験用テキスト 上』初版１刷 
お詫びと訂正 

 

 

本書中、下記の誤りがありました。謹んでお詫び申し上げます。 

下記の箇所をご修正の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 
 
●P228（図Ⅱ-40 ） 

図表Ⅱ―40 実用新案権取得のプロセス（特許庁 HP より一部修正） 

 

 実用新案登録出願 

方式審査 

設定登録 

登録実用新案公報の発行 

無効審判請求 

審理 

知的財産高等裁判所 

最高裁判所 

実用新案権消滅 

補正命令 

補正書提出 

出願却下処分 

出願から 10 年 

２～３ヶ月 



●P232（図Ⅱ-41 ） 

図表Ⅱ―41 意匠登録のプロセス（特許庁 HP より） 

 

意匠登録出願 

  方式審査 

   
審  査 

拒絶理由通知書 

意見書・補正書 

拒絶査定 

拒絶査定不服審判請求 

    審  理 

 登録審決   拒絶審決 
 （登録料納付） 
  設定登録 

  登録査定 

  公報発行 

 無効審判請求 

  維持審決 

  審  理 

  無効審決 

           知的財産高等裁判所 

最高裁判所 


